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@ Photopolymeristerbare Mischungen mil speriellen Di aminobenzDphenon-Verbinritmgetv 

x * ! t 2 oder 3 t 
n - 0,1 bis 2 
bedeuten. 

Die Verbindungen der Formal (I) Lassen sich z.B. durch 
Umsetzung von Bis(N-hydroxyethy»-amino)-ber«ofrfienonen 
mtt Maleirtsaureanhydrid oder Aery I- oder Methacrylsau- 
rechiorid herstetleru Die Mischurcgen sind auch bei hdheren 
Photosensiblisator-Konzentrationen gut vertragiich und 
ohne AuskrisallisaUon bei Raumtemperatur iange Zeit la* 
gerfahig. Sie eigner* sicb besonders fur pigmenthaltige UV- 
liarterme Druc^ maskenbil- 
deride Schichten, Kopierfilme ttnd mehrachtchUge Aufzeich- 
nungamaterialien: 



@ Photopoiymerisierbare Misehungen rnit einer photopo- 
lymerisierbaren otef tmsch ungesattigten Verbindung sowie 
gegebenenfalls etnem polymeren Bindemittel, enthalten als 
Photosenstbillsator eine Diaminoberizophenon-Verbirtdurtg 
der Forme! <l) 
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R* = H, C- bis C«-Atkyl oder Phenyl, 

R* = HoderC,- bis C*-Alkyl, 

R* = H oder C,- bis C 4 -AIM, 

& = H. CV bis C^AIkyl, -C0 2 R' oder -CONHR', 

fl* - H, -COR* Oder -CONHR 8 , 

R* » Cr bis <VAIkyl Oder Phenyl, 

ff^H Oder R* 

R» * aftphatischer Oder aromatischer Rest mit 2 bis 22 
C-Atomen, 
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Photopolymerisierbare Mischungen mit speziellen Maminobenzophenon- 
Verbindutigen ' 

Die Erf indung betriff t photopblymerislerbare Mischungen mit mlndestetis 
OS einer photopolymerisierbarea olefinisch unges£ttigfcen Verbindung sowie 
gegebenenf alls einem polymeren Bindemittel* die spezielle Diaminobenzo- 
phenon-Verbindungea als Seasibilisator enthalten sowie die Verwetidung 
solcher Mischungen fur maskeubildende Schichten* fur Kopierf ilme and mehr- 
schichtige Aufzeichnungsmaterialien. 

10 

Photopolymerisierbare Mischungen mit olef inisch ungesattigten Verbindun- 
gen> gegebenenf alls polymeren Bindemitteln und Fhotoinitiatorsystemen, 
die Diarainobenzophenon-Verbindungen als Sensibilisatorea enthalten, sind 
bekannt* So ist das synergistische System aus 4 t 4 , -Bis(dimethylamino)-beu-- 

15 zophenon (Michlers Keton) und Benzophencm aufgrund seiner hohen Lichtab- 
sorption, Kadikalbildungsrate und seines neutralen Verhaltens auf die 
Dunkellagerstabilitat ein sehr wirksames Photoinitiatorsystea besonders 
fur diinne photopolymerisierbare Schichten* Dabei wirkt das hochahsorbie- 
rende Michlers Keton als Sensibilisator fur das im gleichen aktinischen 

20 tfellenbereich wenig oder niedrig lichtabsorbierende Benzophenon* Beson* 
ders bei der Herstellung von Kopier- und Maskenf ilmen ist die Verwendung 
von Fhotoinitiatorsystemen in recht hohen Konzentrationen, z*Bi«, von 
Michlers Keton in einer Koazentration von Sber 6 Gew.Z gewuascht, urn die 
gehSrteten Maskenf ilmteile bei einer anschliefcenden Belichtung uT-polyme- 

25 risierender Schichten unter dera Maskenf ilm fur UV-Licht undurchl&ssig zu 
machen* 

Die Verwendung von hSheren Konzentrationen von Michlers Keton in Fotoini- 
tiatorsystemen in dUnnen photopolymierisierbaren Schichten f uhrt jedoch 

30 haufig zu Schwierigkeiten, da Michlers Keton in seinen toxischen Eigea- 
schaf ten, wegen seiner begrenzten L5slichkeit in vielen organischen L5- 
sungsmitteln uad seiner begrenzten Vertraglichkeit selbst mit toanchen 
polaren Bindemitteln fur photopolymerisierbare Mischungen nicht be* 
friedigt* So kommt es z.B, bei hoheren Konzentrationen an Michlers Keton 

35 in photopolymerisierbaren Mischungen zur TrUbung gelagerter Schichten, 
wahrend Benzophenon problemlos auch in grSflerer Konzentration verarbeitet 
werden kann* 

Aus der DE-OS 27 30 897 ist bekannt, Derivate von Michlers Keton zu ver- 
40 wenden, bei denen die Methylgruppen in Michlers Keton z*B. durch Hydroxy* 
ethyl-, Hydroxyethoxyethyl-% Hydroxypropyl- oder Hydroxypropoxypropyl- 
-Gruppen ersetzt sind* Diese Verbindungen weisen zwar berelts eine verbes 
serte VertrSglichkeit auf, befriedigen jedoch noch nicht in alien Fallen* 
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Der vorliegenden Erf indung lag die Aufgabe zugrunde, Diaminobenzophenon- 
-Verbindungen als Photosensibilisatoren fSr photopolymerisierbare Mischun- 
gen z\x finden, die bei guter Wirkung als Photosensibilisator elne verbes" 
serte VertrSjpnn5i^^ aufweisen. 



Es wurde nun gefunden, daB photopolymerisierbare Mischungen auf der Basis 
mindestens einer photopolymerisierbaren olef inisch ungeeattigten Verbia- 
dung scwie gegebenenf alls einem polymeren Bindemittel enthaltend minde*- 
stens elne Diaminobensophenon-Verbindnng als Photosensibilisator die ge- 
10 wiinschten Eigenschaf ten aufweisen, wenn sie eine Biaminobenzophenon-Ver^ 
bindung der Fomael (X) ' 



F R 1 R 2 0 R 3 T 

° N ^>-^v|r o 'x- s5 ] 2 - n 



en thai ten, wo rin 

R 1 * H, € 1 *bis C 4 -Alkyl oder Phenyl, 

B 2 - H oder Cj* bis C^-Alkyl, 
25 « H oder C|~ bis C^Alkyl, vorsugsweise H oder Methyl, 
C 4 - H, C 1 - bis C 4 ~Alkyl, -CG 2 R 7 oder -COHHR 8 , 
B? - E f -COR 6 oder -COHHR 8 , 
R° * bis Cg-Alkyl oder Phenyl, 
R 7 - H oder R 6 , 

30 R 8 « aliphatischer oder aromatischer Rest rait 2 bis 22 OAtomen, 
x -1,2 oder 3, 
n - 0,1 bis 2 
bedeuten « 

35 Die erfindungsgem&B verwendeten ^DiBmiiiobemoph^ der 

formel (I) stellen Reaktlonsprodukte von alkoxylierten Di aminbenzopheno- 
nen mit ^,£-ole£ inisch ungesSttigten CarbonsSuren, insbesondere Malein- 
sMure, Acryl- oder MethacrylsSure, oder ihren Deri vat en dar> die gegebe- 
nenf alls auch mit Alkanolen, Carbonsauren nnd/oder Isocyanaten verestert 

40 bzw. zum Amid umgesetzt wurden« Bevorzugt sind es Umsetzungsprodukte von 
Ms~(NHkydroxyethylamino)benzophenonen mit Maleins&ureanhydrid oder den 
Anhydriden oder Chloriden der Acryl- oder Methacryls&ure, wobei die 
N-Hydroxyalkylgruppen teilweise oder ganz verestert verden, wobei noch 
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elne Umsetzung f reier Hydroxylgruppea, freier Carboxylgruppen mit Altoho- 
len, Cartousaureu oder deren Derivaten oder Isocyanaten erfolgen katm« 



Die folgendea Gleichungen geben bevorzugte Beisptele ftir die Veresteruag 
05 vieder: 




(VI) 0,1 4 n 42 

40 
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4 , 4 1 -Bi s ( N^e t hylHTCHS-hydr oxye thyl-amino )-benzophenon 
(beschrieben in DE-OS 27 22 421) 
Maleinsaureanhydrid 
Acryls&urechlorid ^ 

Die f reie Carboxylgruppe der Verbindung der Formel (IV) sowie die freien 
Hydroxylgruppen der Verbindungen der-Formeln (IV) oder (VI) laesen sich 
auch z.B* verestern Oder mit Isocyanaten zu Amlden bzw# Urethanen umsetzen, 

10 Von den Umsetzungsprodukten der vorstehenden Art haben sich die Kondensa- 
ticmsprodukte von 1,1 bis 1,4 und insbesondere etwa 1,3 Helen Majeins&ure^ 
anhydrid mit 1 Hoi Bis<N-alkyl-N^-hydroxyethylamino)-ben20phenon, die 
bei ca* 110 bis 140*C bevorzugt in Abwesenheit von LSsungsmittel umgcr- 
setzt wurden, besonders bewShrt^ 

IS 

Die erfindungsgem&S verwendeten Dianunobenzophenon~Verbindungen erlauben 
aufgrund ihrer guten VertrSglichkeit mit ublichen photopolymerisierbaren 
Mischungen einen Einsatz aucb in hSheren Konzentrationen, z.B. 10 bis 
15 Gew*%, bezogen atif den Feststoffgehalt der Mischungen, ohne da£ seibst 
20 bei wochenlanger, ja monatelanger Lagerung bei Kaumtemperatur eine Aus- 
scheidung bzw. ein Auskristallisieren der Diaminobenzophenon-Verbindung 
erfolgt. 

Von besonderem Vorteil ist es, in den erfindungsgemaBen Mischungen neben 
25 den Diaminobenzophenon-Verbindungen einen weiteren bekannten Phot oak tiva~ 
tor mitzuverwenden, wie Benzoin, Benzoinether, Anthrachinon, Benzil, 
Benzilmonoalky Ike tale, Fluorenon, Fiuoren, Diacetyl und insbesondere 
Benzophenon oder ein im Bereich von 300 bis 380 nm niedrig absorbierendes 
Benzophenonderivat, wie solchen mit einem Extinktionskoef f izienten 
30 £ 260 nm < 200 » wobei die fiir die Kombination mit Michlers Keton bekann* 
ten molaren Verhlltnisse und Mengen angewandt verden kSnnen* 

Die erf indungsgexa&B verwendeten Diaminobenzophenon^Verbindungen verbes~ 
sern Oberraschenderweise auch die VertrMglichkeit von Michlers Keton, so 

35 daB es sich zur Erzielung einer hohen optischen Dichte bei gleichzeitig . 
hoher Lichtempf indiichkeiten bei Maskenf ilmen als recht vorteilhaf t erwie- 
sen hat, als Fhotoinitiator-System eine Kombination einer erfindungsgemaB 
verwendeten Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel <I) mit insbesondere 
etwa 20 bis 50 Gew.% an Michlers Keton, bezogen auf die Menge der Diamino" 

40 phenon-Verbindung der Formel CI) und bevorzugt mit etwa 1/3 bis 2/3 der 
Summe der Mengen an Michlers Keton und Diaminobenzophenon~Verbindung der 
Formel (1) an Benzophenon zu verwenden. 
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Die erf indungsgemaBen photopolymerisierbaren Misehungen enthalten in be* 
kannter Weise photopolymerisierbare olefinisch ungesSttigte Verbindungen 
wie Monomere und/oder Oligomere, die zumindest teilweise mehrfach olefi- 
nisch utigesiittigt sind und in Gegenwart von Photoinitiator-Systemen sich 

05 rasch durch EY-Bestrahlung in in Entwicklern schwer- oder unlSsliche Pro- 
dukte uberfiihren lassen, Dabei eigaen sich die photopolymerisierbaren 
olefinisch ungesSttigten Verbindungea, die fur rait UV-Licht vernetzbare 
Bindemittel und filr Photopolymer-Druckplatten an sich bekannt sind, wobei 
sich Art und Menge nach dem Anwendungszweck der Mischungen richtet sowie 

10 nach dem gegebenenfalls mitverwendeten polymeren Bindemittel, mit dem sie 
vertraglich sein soilen* 

Geeignete olefinisch ungesSttigte Verbindungen sind Di~ und Polyacry late 
und -methacrylate, wie sie durch Veres terung von Diolen oder Polyolen mit 

15 AcrylsMure oder Methacrylsaure hergestellt warden k6nnen, wie die Di- und 
Tri(meth)acrylate von Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, 
Polyethylenglykol mit einem Molekulargewicht bis etwa 500, 1,2-Propan- 
diol, 1 ,3-Fropandiol, Neopentylglykol (2,2-Bimethylpropandiol), 1,4-Butan- 
diol, 1,1,1-Trimethylolpropan, Glycerin oder Pentaerythrit; femer die 

20 ttonoaerylate und Honomethacrylate solcher Diole und Polyole, wie as,B# 
Ethylenglykol- oder Di~, Tri~ oder Tetraethylenglykol-monoacrylat, Hono- 
mere ait zwei- oder mehr olefinisch ungesgttlgten Bindungen, die Ore than- 
gruppen und/oder Amidgruppen enthalten, wie die aus aliphatischen Diolen 
der vorstehend genannten Art, organischen Diisocyanatea und Hydroxy- 

25 alkyl (math) aery la ten hergestellten niedennolekularen Verbindungen. 

Genannt seien auch Acrylsaure, MethacrylsMure sowie deren Derivate wie 
01eth>acrylamid, N-Eydroxymethyl(iaeth)acrylamid oder (Meth)acrylate von 
Monoalkoholen mit 1 bis 6-C-Atomen# 

30 Sehr bevEhrt haben sich erfinduugsgeraSBe Mischungen, die polare Monomere 
und/oder polare polymere Bindemittel enthalten, wie tJrethanacrylate oder 
Expoxidacrylate. Beziiglich geeigneter Bindemittelkomponenten sowie der 
Anwendung der erfindungsgema&en Systeoe sei auf die BT-OS 15 22 359, 
22 OG 478 , 23 58 948, 24 41 148 verwiesen, wobei die erf indungsgemaa ver- 

35 vendeten Diaminobenzophenon-Verbindungem an die Stelle des dort beschrie- 
benen Michlers Keton treten konnen. 

Geeeignete polymere Bindemittelkomponenten sind 2.B. Polyurethane, unge- 
sattigte Polyester, Polyesterurethane sowie carboxylgruppenhaltige Poly- 
40 mere wie Copolymere von AcrylsSure, MethacrylsMure und insbesondere 
Maleias&ire oder deren Derivaten* 
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In bekannter Weise kBnnen die erfindungsgem&Ben photopolymerisierbaren 
Mischungen auch Ubliche Zus£tze enthalten, wie thermische Polymerisations- 

inhibitoren, Farbstoffe, Weichmacher usw. 

/ 

OS Besondere Bedeutimg kommt der girSBeren LSslichkait der erf indungsgemSB 

angewendeten Diaminobenzophenone bei ihrer Verwenduug fiir eine ausreichen- 
de Mrtung hoch pigmentierter photopolymerisierbarer Systeme zu, insbeson- 
dere bei Verwendung bochabsorbierender Pigments, z.B. in U¥-hartenden 
Druckfarben. 

10 

Die erfinduugsgemSBeu photopolymerisierbaren Mischungen eignea sich beson- 
ders in Schichtdicken kleiner als 10 um fur SV~hartende Druckfarben, aber 
auch fur Off setdruckplattenbeschichtuugen und als Photoresist-Material. 
Besonders bewahrt baben sie sich fiir maskenbildende Schicht en, fiir Kopier- 

15 f ilme und mehrschichtige Auf zeichnungsmaterialien. So ist es mBglich, auf 
iibliche UV-vernetzbare Photopolymerdruckplatten einen hochempfindlichen 
Maskenf ilm mit hohem Photosensibilisator- und -initiatorgehalt mit einer 
diinnen Polymerfolie als Trlger auf zukaschieren, der bildmaBig durch eine 
Vorlage oder mit UV-Laser mit einer Belichtungszeit von wenigen Sekundeu 

20 belicbtet werden kann, ohne da£ dabei eine Photovernetzuug der darunter 
befindlichen photovernetzbaren reliefbildenden Schicht der Photopoiymer- 
druckplatte eintritt. Each Entwicklung des Maskenf ilms mit z.B. waBrigem 
Alkali kann daon durch die erzeugte Haskenschicht die Photopolymerdruck- 
platte vollflSchig mit EV-Strahlung belicbtet und nach Abziehen des Mas* 

25 kenfilms in ublicher Weise zur Eeliefform bzw. Relief druckform entwickelt 
werden. ZweckmMBig tragen die Kopierfilme bzw. aufkaschierbaren Kasken- 
f ilme uber der photopolymerisierbaren Schicht auf der transparenten Tra- 
gerfolie einen vox der Belicbtung abziehbaren Deckfilm wie einen mit z.B. 
einem Poly amidsubst rat versehenen Polyester film. 

30 

Die in den nachstehendeu Beispielen genannten Teile und Prozente beziehen 
sich, soweit nicht anders angegeben, auf das Gewicht. Volumenteile verbal* 
ten sich zu Gewichtsteilen wie Liter zu Kilogramm. 

35 Beispiel 1 

1.1 Hersteliung eines Heaktionsproduktes aus 4,4 r -Bis(N-methyl-N-fl- 
-hydroxy ethylamino)-benzophenon und MaleinsSureanhydrid 

40 164 Teile 4,4 , -Bis(N-methyl*N-B-hydroxyethylatBino)*benzophenon und 

63,7 Teile MaleinsSureanhydrid werden in einem ReaktionsgefSB ge- 
mischt und in Abwesenheit von LiSsungsmittel 10 Minuten bei 130* C ge- 
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riihrt. Das viskose Reaktionsprodukt wird auf eine Aluminiumf olie ge- 
gossen and die glasartig harte Masse nach dem Erstarren zerkleinert. 

Analyse: 

05 her. (fur C 2 4,2 H 26,6 N 2°6,9) C: 63,7 % H: 5,8 Z 8: 6,1 % 

gef * C: 62,9 % H: 5,9 % H; M % 

1.2 Rersteliung einer maskenbildendeu Schicht 

10 Auf eine durch Corona-Entladung vorbehandelte 125 \m starke Polyethy- 

lenterephthalatfolie, die zuerst mit einer 2 bi* 3 pm starken Poly- 
amid-Substrat schicht, dann mit einer 10 jim starken Schicht eines Poly- 
vinylalkohols (Verseifungsgrad 88 Mol%, ViskositMt 18 cP) versehen 
wurde, wird eine gef ilterte LSsung von 180 Teilen eines Copolymer!* 

15 sates aus 40 % n-Butylacrylat, 35 % Styrol und 25 S Hethacrylsaure, 

120 Teilen 1 ,1 ,1-Trimethylolpropan-triacrylat , 48 Teilen des geraaB 
1.1 hergestellten Reaktionsproduktes, 12 Teilen Hichlers Keton, 
30 Teilen Benzophenon, 6,3 Teilen eines Nitrosamins in 900 Teilen 
Methylethylketon, der 50 Telle einer gesgttigten LSsung des Farb- 

20 stoffs 3Htoino~5~nitro-2,l~benzisothiazol — > N-(2~Methoxycarbonyl- 

ethyl )"M-ethylanilin in Methylethylketon zugesetzt wurden, so schlcht- 
formig aufgegossen, dafi eine 6 pm starke Schicht nach den Trocknen 
entsteht* Auf diese wird eine 12 pm starke transparente Polyethylene 
terephthalatfolie aufkascbiert. Die photopolymerisierbare Schicht 

25 kann aonatelang bei Raumtemperatur gelagert werden, ohne dafi eine 

Auskristallisation des Photosensibilisators auftritt. 

1.3 Verwendung der maskenblldenden Schicht bei der Herstellung einer 
Reliefdruckplatte 

30 

Die gemafl 1,2 hergestellte maskenbildende Schicht wird mit der 12 jim 
starke Polyesterfolle nach unten auf eine handelsiibliche Hochdruck- 
photopolymerplatte, die durch Bestrahleu mit UV-LIcht photovernetzt 

— mrden^kanix^auf kaschier t+^Zu r He rg tellung des JDruckklischees wird 

35 die 125 starke Polyesterfolle mit dem Polyamidsubstrat abgezogen 

und die photopolymerisierbare Mischung des ftaskenfilms biidmaMg etwa 
3 Sekunden lang belichtet. Bach Abwaschen der Polyvinylalkoholschicht 
werden die unbelichteten Anteile der photopolymerisierbaren Schicht 
des Maskenfilms mit w£I3rigem Alkali (pH * 11) ausgewaschen, und danach 
40 wird durch den resultierenden Maskenfilm die Hochdruckphotopolymer- 

platte 3 bis 5 Minuten vollfl^chig belichtet* Nach dem anschllefienden 
Absiehen der Haske kann die Hochdruckphotopolymerplatte in ublicher 
Art entwickelt und zur Relief druckform weiterverarbeitet werden* 
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Beisplel 2 

2.1 Herstellung eines Reaktionsproduktes aus 4,4 f -Bis(N^eth7l-H-£- 
~hydroxyethylamino)-ben2bphenon und Acrylsaurechlorid 

05 

130,4 Telle 4,4 f ~Bis(N^ethylH$H3-hydro^ 

0,2 Telle Hydrochinon und 91 Telle Triethylamin werden in einem Reak- 
tionsgefMfi in 300 Volumenteilen Dimethylf ormamid geiast. In die auf 0 
bis 5'C gekuhlte LSsung werden unter Ruhren langsam portionsveise 

10 58 Telle Acrylsaurechlorid zugegebea und daua 15 Stunden bei 25*C 

nachgerfihrt, Nach Zugabe von 800 Volumenteilen Methylenchlorid wird 
die LBsung in 1000 Volutaenteile Wasser elngeruhrt, die untere Phase 
abgetrennt und noch zweimal mit je 500 Volumenteilen Hasser ge- 
vaschen. Bann wird mit 600 Volumenteilen 5 Ziger wSSriger Hatrium- 

15 carbonatlQsung ge^aschen. Nach Zusatz von 0,2 Tellen Hydrochinon wird 

das Losungsmittel im Wasserstrahlvakuum abgezogen und der Snckstand 
im Vakuum von 0,1 Torr bei 30* C getrocknet, Es verbleiben 115,6 Telle 
eines zahfliissigen Reaktionsproduktes, das nach der HMR-Analyse die 
Verbindung der Formal (VI) mit n etwa 1,2 darstellt. 

20 

NMR-Analyse (LSsungsmittel CDC1 3 >: Signale bei 3,06 ppm (100 %); 
3,57 ppm (breit, 22,6 %); 3,62 ppm (breit, 48 %}; 3,8 ppm (breit, 
22,6 X); 4,37 ppm (breit, 48 %); 5,84 (Dublett, 19,4 %); 6,10 ppm 
(Multiplett, 19,4 2); 6,38 ppm (Dublett, 19,4 %); 6,65 bis 6,8 ppm 
25 (Multiplett, 74,2 Z); 7,6 bis 7,8 ppm (Multiplett, 74,2 %). 

2.2 Herstellung einer maskenbildenden Schicht 

Es wird vie in Beisplel 1.2 verfahren, jedoch werden ans telle von 
30 48 Teilen des gemSfi 1*1 hergestellten Reaktionsproduktes und 12 Tel- 

len Hicblers Keton 40 Telle des gemlfi 2.1 hergestellten Keaktionspro- 
duktes verwendet. Die resultierenden Schichten sind ohne Auskristalli- 
sation viele Wochen bei Raumtemperatur lagerfaliig. 
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Pat ent an spr uche 



1* Fhotopolymerisierbare Mischung auf der Basis mindestens einer photo- 
polymerisierbaren olefinisch ungesSttigten Verbindung sowie gegebenen- 
05 falls eines polymeren Blndemittels^enthaltend mindestens eine Biamlno" 

benzophenon-Verbindung als Photos ens ibilisator, dadurch gekenngeictmet 
daS sie eine I)iaiainobenzophenon~Verbindung der Formel : (I) 



10 r ? r 2 o R 3 t 

^^O]>-N-(-CH 2 -CH-0) x -C-6-0».R''J n m 



15 



enthalt, worin bedeuten: 

20 R 1 * H, Cj- bis C 4 -Alkyl oder Phenyl, 

R 2 « H oder bis C^-Alkyl, 

R 3 - H oder Cj- bis C^-Alkyl, 

C 4 - H, Cj- bis C 4 ~Alkyl, -C0 2 R 7 oder HDOMER 8 , 

R 5 * H, -COR 6 oder -C0NHR 8 , 
25 R 6 ■ C X " bis Cg-Alkyl oder Phenyl, 

R 7 * H oder B 6 , 
8 

aliphatischer oder aromatischer Rest mit 2 bis 22 C-Atomen, 
x 1 , 2 oder 3 , 
n * 0,1 bis 2* 

30 

2. Photopolyiaerisierbare Mischung gemafl Ansprudt 1, dg.durch gekenn- 

geichnet , da£ sie eine Diaminobenzophenon- Verbindung der Formel (1) 
enthalt, worin 
R 3 ■ H oder Methyl, 
35 * H oder -CC^R 7 und 

* H bedeuten. 



3. 

40 



Photopolyiaerisierbare Mischung gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet , dafi sie zusatzlich zur Biaminobenzophenon-Verbindung 
der Formel (I) Michlers Keton enthalt* 
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4. Fhotopolymerisierbare Mischtrag gem£B einem der Ansprtiche 1 bis 3» 
dadurch gekeimzeichnet , da£ sie zusStzlich zu den Diaminobenzophenon- 
-Verbindungen der Formal (I) Benzophenon oder eln lm Berelch von 300 
bis 380 nm xiledrig absorbierendes Benzophenonderivat enthalt* 

5. Verwendimg von photopolymerlsierbaren Hischungen gemHB einem der 
Anspriiche 1 bis 4 fur njaskenbildende Scbicbten,-fur Koplerfilme und 
mehrschicbtige Au£zeichnungsmateriaXien# 
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N 




(I) 



worm 

R* « H, C r bis CMttcyl Oder Phenyl. 

R* - H Oder C r bis C 2 -AlkyJ, 

R* * H Oder C r bis C^-Alkyl, 

0* - H, <V bis OrAfkyl. ~C0»R 7 Oder -CONHR", 

R* - H, -COR* oder -CONHR*, 

R* *s d- bis 0,-AJkyI oder Phenyl, 

R* = H oder R\ 

R* *= aliphatischer oder aromat ischer Rest mit 2 bis 22 
C-Atornen, 



X~1,2oder3, 
fl = 0,1 bis 2 
bedeutea 

Die Verbindungen der Formel (i) lessen sichz.6. durch 
Umsetzung von Bis{ N-h ydroxyethyJ-amjno)-benzopherioneri 
mit Maieinsaureanhydrfd oder Acryl- oder Methacryis&u- 
rechlorid hetstellen. Die Mischungen smd auch bei hdheren 
Photosensfbiiisator-Konzentrationen gut vertraglich und 
ohne AuskristalHsation bei Raumtemperatur lange Zelt la- 
gerfabig. Sle eignen sich besonders fur pigmenthaltlge UV- 
hartende Druckfarben, fur Photoresist© und fur maskenbit- 
dende Schichten, Kopiefflime und rnehrschichtige Aufzeich- 
nungsmatenalien. 
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